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    沈阳易联真空设备有限公司位

于沈阳市沈北新区蒲河路联东U谷工业园，

公司专注于高真空设备、超高真空成套

设备的研究和发展，另提供真空相

关零部件的设计及制造。公司具备

完善的设计、加工及检验体系，能

在最短的时间内将最精美的产品交

付给客户。

    公司加工能力优异，机加车间有数控机床、加工中心、普通机床、线切割、铣床、

真空检漏仪、激光焊机、氩弧焊机、冷焊机、等离子切割机、喷砂机等。

    配备超净间确保设备及产品在一个良好而洁净的环境中完成装配。

    企业技术依托良好的管理团队和员工队伍，紧抓技术前沿脉搏。

主要产品：

 碳纳米管薄膜沉积系统

 高真空磁控溅射镀膜设备

 高真空热蒸发镀膜设备

 脉冲激光（PLD）沉积设备

 超高真空设备

 高真空钎焊炉

 各类异形真空室、真空管道

 各种真空电源：直流恒流电源、射频电源、束源炉电源及温控系统、蒸发舟电源

及温控系统、高温样品台及温控调速系统

 各种真空零部件：高真空插板阀、角阀、充气阀、样品台、磁耦合传动机构、玻

璃金属封接观察窗兰、无氧铜垫等。

 钛合金管接头加工

 承接各种设备维修及改造

    本企业本着质量第一，信守承诺的原则，愿与各界朋友精诚合作！

公司简介

超净间装配

勇于竞争，追求一流

超净间装配 超净间装配

办公区域 办公区域



大型石墨烯薄膜沉积系统（北京石墨烯研究院）

主要用途：可实现大面积和小面积石墨烯材料的连续收集及转移，薄膜均匀均匀、

密度可控。滤膜宽度尺寸有640mm和150mml两种。

小型石墨烯薄膜沉积系统(北京大学）

主要用途：可实现小面积石墨烯材料的连续收集，薄膜均匀均匀、密度可控。

滤膜宽度尺寸150mm。

320型碳纳米管薄膜沉积系统

主要用途：

        可实现大面积碳纳米管的连续

收集及转移，薄膜均匀均匀、密度

可控。滤膜宽度尺寸320mm。



超高真空设备（南昌大学）

主要组成：可升降束源炉、射频等离子

源、RHEED 、干泵、分子泵、离子泵和

冷泵，可自转及公转样品台，上盖升降

系统等。

设备极限真空：6×10-7Pa；

真空腔体及零部件的主体材料选用优质

316L不锈钢材质，全部采用手工表面精

细镜面抛光及电解抛光。设备机架采用

304不锈钢制造。

高真空钎焊炉（南昌大学）

主要用途：

        主要应用于不锈钢、铜、钛合金、硬质合金，高温合金等材料的高温

钎焊，也可用于材料的烧结、回火及退火工艺等。配有安全可靠的进出料

车系统。

主要技术指标：

安装方式：卧式，前后双开门

有效工作区尺寸： 800mm（宽）×500mm（高）×800mm(长) 

最高温度：1300℃  

常用温度：400~1250℃

工作区均温性:≤±4℃（真空下空炉900℃保温一小时测定九点测温）

控温精度：≤±1℃（保温阶段恒温10分钟）

极限真空度：5.0*10-4Pa（空炉，冷态经净化）

压升率：≤0.4Pa/h（空炉，冷态经净化）

充气系统：H2、N2   

冷却方式：充惰性气体自然冷却

控温方式：六区独立控温



团簇式OLED设备（香港城市大学）

设备概述：

    设备用真空热蒸发、磁控溅射、PECVD、电子束镀膜等技术，在衬底上沉

积各种化合物，混合物单层或多层膜，有机膜，金属膜。

    主要用于有机半导体材料的物理化学性能研究实验，有机半导体器件的原

理研究实验及OLED工艺研究。

    整机采用团簇式真空室布局结构，中间为样品传递室，周边分别为热蒸发

镀膜室，电子束镀膜室，磁控溅射镀膜室PECVD室及进出样室，进出样室连接

手套箱。

核材料安全分析平台设备（兰州近代物理研究所）

设备概述：

        设备为单室外加热结构，配置4L/S

机械泵机组、充气系统、铝合金操作台、

可开盖带外加热真空腔体、可升降旋转

搅拌机构、可升降测温热偶、固定位置

测温热偶、材料收集装置、升降机构、

电阻真空计、加热电源、控制电源、

PLC触摸屏。

       本套设备主体均为优质不锈钢制造，

耐腐蚀、抗污染、漏率小。设备电控部

分采用了先进的检测和控制系统，配置

了较先进的PLC触摸编程控制，量值准

确，性能稳定、可靠。



气体传感器测试系统（中科院金属研究所）

Lab view平台，PLC自动控制，气体传感室，机柜。

气体传感室气体快速换气，测量接口陶封外接。

抽气充气可通过PLC自动控制。

抽气部分由机械泵、电磁阀、抽气管路组成。

碳纳米管制备设备（中科院金属研究所）

主要用途：

         设备主要用真空条件下的碳纳米管材料的制备，石英管外径50mm，主体材料采

用304不锈钢，密封部分采用氟胶圈组成，安全可靠美观。

        设备由水冷套、充气系统、抽气系统、机柜三大部分组成。



（中核四0四有限公司）同位素接收器设备



（中国科学院高能物理研究所）高压腔体光电倍增管



（先进能源科学与技术广东省实验室）0.3薄壁二级铁真空室



引出室系统（中国科学院近代物理研究所）钛合金内衬四级铁0.3mm薄壁真空室

BPM



磁铁真空室支架



法拉第现场安装（中国科学院近代物理研究所）电子冷却系统现场安装



欢迎各位领导专家指导！
欢迎各界同仁合作！
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